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Urzgdzenie do zamrazania produktow reakcji plazmochemicmych
zwlaszcza tlenkéw azotn

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do zamrazania — szybkiego chiodzenia produktéw reakcyji
plazmochemicznych zwiaszcza tlenk6w azotu.

Dotychczas mieszaniny produktéw reakcji prowadzonych w stanie plazmy w temperaturze okolo .
8000° K byty schtad zane w dyszach Lavala lub w urzadzeniach pier§cieniowych z promieniowo wykonanymi
otworami przez, ktdre do strumienia plazmy doprowadzano wode jako medium chlodzace.

Niedogodnoscia tych urzadzer byly male predkosci schiadzania strumienia plazmy co powodowalo
znaczny rozkiad produktu reakc;ji.

Celem wynalazku jest usunigcie powyzszych niedogodnosci przez konstrukcj¢ urzadzenia, ktdrego
istota polega na tym, ze skiada si¢ z dyszy Lavala posiadajacej 0,5 mm szczeling prostopadig do osi dyszy,
wykonang w najw¢zszym miejscu dyszy, najkorzystniej w odleglo$ci okolo jednej czwartej dlugosci dyszy od
wlotu dyszy, przez ktdra doprowadza si¢ wod¢ do strumienia plazmy.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest mozliwo$¢ regulacji ilo$ci wody doprowadzanej do strumienia
plazmy w szerokim zakresie.

Urzadzenie do zamrazania produktéw reakcji pracuje zwykle w ukladze: katoda — dysza — anoda —
urzadzenie do zamrazania produktéw reakcji i jest przedstawione na rysunku w przekroju wzdtuznym.

Urzadzenie skiada si¢ z korpusu gérnego 1, korpusu dolnego 2, dyszy 3 przedzelonej 0,5 mm szczeling 4
prostopadta do osi usytuowana w najwe¢zszym miejscu dyszy w odleglo$ci jednej czwartej dlugosci dyszy od
wlotu dyszy. Woda chlodzaca produkty reakcji jest doprowadzana do szczeliny 4 przewodem 5. a woda
chiodzaca urzadzenie do korpusu 2 przewodem 6. Przy pracy reaktora i urzadzenia ilo$¢ doprowadzanej do
strumienia plazmy wody reguluje si¢ zaworem na przewodze 5.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzgdzenie do zamrazania produktéw reakcji plazmochemicznych skiadajgce si¢ z dyszy Lavala,
wodnej instalacji chiodzacej, znamienne tym, ze dysza posiada w najwg¢zszym miejscu prostopadly do osi
dyszy szczeling o przeSwicie 0,5 mm, ktérg doprowadza si¢ wod¢ do strumienia plazmy.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. |, znamiemne tym, ze szczelina umiejscowiona jest w odleglosci okofo jedne;j
czwartej diugosci dyszy od wlotu dyszy.
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